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Abstrakt: Syntetické difraktivní a fotonické struktury různého typu hrají důležitou roli
v mnoha současných aplikacích. Jejich realizace je ale díky nutnosti vysokého rozli-
šení (často pod ůrovní vlnové délky světla) velice komplikovaná. Nejsofistikovanější
a současně nejflexibilnější metodu realizace mikrostruktur s vysokým rozlišením
představují různé formy přímého zápisu elektronovým, popřípadě laserovým svaz-
kem. Náplní práce bude jednak rešerše v oblasti elektronové a laserové litografie s
vysokým rozlišením, a také experimentální zvládnutí realizačního procesu pomocí
systémů elektronové, resp. laserové litografie dostupných na katedře.
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